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» Teplotna stabillita
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Modova analyza a straty
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» Anizotropny material
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' Nevedené mody

L per bend [dB]
Loss per bend [dB]
L per bend [dB]
L per bend [dB]
¢ o
IS o
L per bend [dB]
L per bend [dB]

Refractive index

\

60 80 100 120 140 40 60 80 1 00 1 20 140 160 180 200 150 200 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 50 100 150 200 250 300
Radius [um] Radius [pim] Radius [pzm] Radius [m] Radius [pm]

1000 Min. radius: ~ 40 pym Min. radius: ~ 50 ym Min. radius: ~ 60 ym Min. radius: ~ 150 ym Min. radius: ~ 70 ym Min. radius: - um
Wavelength [nm] Celkové straty: ~ 0,04 dB | | Celkové straty : ~ 0,04 dB Celkové straty : ~ 0,05 dB Celkové straty: ~ 0,2 dB Celkové straty: ~ 0,1 dB Celkové straty: - dB

Delenie vykonu A =400 nm A =600 nm A =800 nm
Rozmery: 4 x 36,6 ym?, h = 0,2 pm Rozmery: 6 x 54,3 ym?, h = 0,2 ym Rozmery: 6 x 42,3 ym?, h = 0,4 um
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» Delenie vykonu 1 x 2
» Plne leptany vinovod
» Plast— vzduch

7 Parameter Hodnota 7l | Parameter Hodnota ’ | Parameter Hodnota

IL 0,07 dB 7 | IL 0,14 dB ST 1 IL 0,1dB
T 49,3 % 7 | T 48,4 % ! : T 48,8 %
BW 86 nm 5l | BW 312 nm 5l | BW 305 nm

Navrh a vyvoj d'alSich zariadeni na platforme Ga,O,, [
ich vyroba a testovanie

C e e E L U ELEKTRO Publikacia dosiahnutych
Optimalizacia pre UV, 15.06.-18.06.2026 vysledkov vo vedeckom

S A V  UsTAv sav

analyza teplotnej stability Novy Smokovec casopise

” r "1
@ MINISTERSTVO PLAN OBNOVY, % ZILINSKA UNIVERZITA H”""" INPHOCOM
==Y i V ZILINE ’ |

SKOLSTVA, VYSKUMU, Financované

* X

;/D((\)/\%Q?K'ETLQE%ESEUKY « + | Eurépskou Gniou Laboratérium integrovanej fotoniky
e Jan Litvik a optickych komunikacii

Daniel Benedikovi¢ KMIKT FEIT UNIZA

Laboratérium  vilaknovej a integrovane; Viac-pasmova fotonicka integrovana
fotoniky pre informacéno-komunikacné kniznica pre kvantovo-optické systemy
digitalne technologie




	Slide 1: FOTONICKÉ INTEGROVANÉ DELIČE NA PLATFORME OXIDU GÁLIA

